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HF7
submicron

H × + +

K10 K25

N10 N25

S10 S20

H10 H20

S26 S × + +

S × + +

D720 N05 N15 PCD ×  - - -

H

H

H

S

CBN

×

Substrát na bázi WC-Co Na bazie substratu WC-Co Substrát na báze WC-Co

Drobnoziarnisty substrat na bazie 

 

 

 

metoda pokrycia

Gatunek niepokrywany


